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MEMORIA DESCRIPTIVA

PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION EN BSPANA

POR: "MEJORAS EN 10S PROCEDIMIENTOS PARA EL

PULIDO ELECTROLITICO DE METALES,

PARTICULARMENTE ALUMINIO"
A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, S.A. DOMICILIADA EN
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El presente invento se refiere a mejoras en el pulide
. ) electrolitico de metales y particularmente en el pulido elec~
trolftico del aluminio.
Bl pulido electrolftico de estos metales presenta general
5 mente clertas dificultades y en particular el del sluminie que
contiene impurezas insolubles y el de aleaciones ligeras hete

reogéneas.
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El electrdlito corriente que consiste en unz mezcla de §ci-
do percldrico y anhfdrico acdtico de conductibilidad mediocore
tiene que mejorarse con iones de aluminio. Ademds, segin la.
aleacidn, la densidad de corriente de placa no puede separar—
se de un valor determinaedo que también depende de la temperatu
ra del electr8lito y de la concentracidn de iones de aluminio
en el mismo, pero que generalmente es ‘demasiado slts paras ha-
cer que el procedimiento sea ficilmente utilizable debido al
riesgo de corrosidén o grabado de la superficie que ha de ser
pulida. Esta alta intensidad resulta también en una fuerte
elevacidn de la temperatura del bafio con todos los inconvenien
teer resultantes, (necesidad de endrgico enfrismiento, liberacidn
de vapores desagradables, etce)e

En consecuencia el presente invento tiene por £in proveer
mejoras en estog procedimientos de bulido electrolitico que
eliminen las desventajas mencionadas, reduciendo considerable—
mente la densidad de corriente y fijando automfticamente este
factor en su valor mds favorable independientemente de la natu
raleza y dimensiones de los objetos que han de ser pulides o
de la temperatura y concentracifn de iones de aluminio del
electrolitos

Por lo tanto y de acuerdo con algunas de sus caracteffsti-
cag, el invento provee un procedimiento de pulido electrolftico
que utiliza ventajosamente el efecto de polarizecién anddica
inherente a la operacién de pulido y que se origina en la for-
maci8n de une capa lfquids viscosa en el &nodo durante la eleg
trolisis y muy poco despuls de cerrarse el circufto.

Debido al bajo grado de ionizacién de los productos que

constituyen esta capa, su conduoctibilided eléctrica es muy baja
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de modo que la intensidad de la corriente es al principio con-
siderable y disminuye_despuéa~durante la electrolisié hasta que
despu8e de algunos minutos alcanza un valor estable y mucho més
bajo. Es precisamente este valor estable el gque corresponde a
la obtencidn de un pulido perfecto y, en consecuencia, el inven
to provee medios pars colocar.en los terminsles de la céluls
electrolftica un voltaje fijo de un valor adecuado para obtener
el equilibrio mencionsado. _

Bn las disposiciones de conexiones electrolfticas que uti-
lizan ceracterfsticas del invento, se hace uso en el qircuito

de c8lula electrolftics de una resistencis instelads como po-—

»tenciﬁmetro en vez de la serie de resistencias utilizadas comun-—

mente que no permiten el ficil ajuste del voltaje en los termina
les.

Adem&s aunque entonces es afin posible utilizar las solucio—
nes electrolfticas ya conocidas, otra caracteristioa del inven-
to también provee para la utilizecién de composiciones electro-
1fticas que son especialmente ventajosas particulasrmente para el
aluminio impurc y sus eleasciones, y que permiten més especialmen
te evitar el tener que mejorar la solucién con iones de aluminio
que tenfan que ser obtenidos por une eleotrolisis previa prolon-
gade.

Se darf a contimiaciln una descripcién del modo de fun;iona—
miento de este procedimiento, asf como tembién un diagrama de
conexiones el&étricaa ilustrado en la @inica figura del adjunto
dibujoe

Lo mismo que en los métodos actualmente en uso, la super—
ficie que ha de ser pulida es tratada mecénice o qufmicamente a

£in de suprimir todas las impuresgas como, por ejemplo, materias
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grasientas, 6xidos, etce

La ofluls electrolftica B se coloca primero a un voltaje
de acuerdo con el tamafio de los objetos que se desean pulir,
por ejemplo, de 25 a 30 voltios para superficies pequefiag de
hasta aproximadamente 20 cm.z. Para superficies mayores debe
aumentarse el voltajes por ejemplo, paras un decimetro cuadrado
serd necesario un voltaje de por lo menos 50 voltios en los
terminales.

La pieza 4, aue esté conectada al polo positivo, se sumer—
ge despuds en la solucidn. Bn este momento, la intensidad de
la corriente que pasa & travds de la c&lula, es alta de acuer—
do con la lectura en el amperimetro I y el voltaje en los ter-
minales, cuyo valor aparece en el voltimetro U, desciende., Des—
puds de aproximadamente un minuto la capa de polarizacidn anfdi—
ca que corresponde s las condiciones Sptimas de pulido, debe es-
tar casi completada.

En realidad el equilibrio completo se obtiene solamente
de dos & tres minutos despuds de una primera variacién ripida
haéia el valor de equilibrio,

Por ejeﬁplo, estos valores de equilibrio estén comprendidos
entre 15 y 25 voltios y 0,8 a 2,5 amperios por decimetro cuadra~
dos En general, lg densidad de corriente por decimetro cuadra~
do es mayor pars superficies pequefias que para las grandes.

Al comienzo de la operacidn se encuentra generalmente y més
particularmente antes de haber conseguido las condiciones. de
equilibrie, que en la superficie anddica tiene luger una descar—
ga gaseosa. A fin de evitar los defectos en la superficie que
podrian resultar de la adherencia de algunas de estas burbujas,

se hé provisto un sistema parasagitar el electrolito o bien la
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piezs mismae No obstante, esta agitacidn no debe ser tal que
interfiera ocon la formacidn y adherencia de la capas viscoss
anddica.

La operaciln se completa despuds de un perfodo de tiempo
que depende del estado inicial de la superficie que ha de ser
tratada y que generalmente es de 5 & 10 minutose El1l objeto se
retira del bafio, se lava profusamente en agua corriente y se se-
ca por loz métodos corrientes. Las aleaciones que contienen co-
bre se lavan primero répidamente y despufs se sumergen durante
algunos segundos en fcido nftrico concentrado a fin de disolver
la pelfcula de cobre que se forma en la superficie debido a los
desplazamientos quimicos.

Se ha de llamar la atencién sobre el hecho de gque en este

‘procedimiento, contrarismente a los mé8todos de pulido anterio-

res, el factor principal que ha de ser considerado por el ope-
rafio, es el voltaje en los terminales de la c8lula y no la den-
sidad de corriente que pasa s través de la misma, estaﬁdo &sta
limitada automfticamente por la formacién de la capa viscosa
an8dica antes mencionada. Bl voltaje en los terminsles es siem-
pre de unos 20 voltios independiantémente del f&rea del objeto,
perc a fin de couseguir este valor, serf necesario tener un su-
ministro de voltaje S gque sea tanto mayor cuanto mayor sea el
grea del &nodo.

Se ﬁroveen medios para el ajuste de este voltaje en los
terminales, con anterioridad a la operacidn de pulido, por medio
del potenciémetro P alimentado por él suministro S.

Por 1o general no es necesario modificar durante la opera-—
cidn este ajuste previo, aunque para grandes superficies puede

ser conveniente reducir el valor de la parte de resistencia po--
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\.teﬁoiométrica en paralelo con la oc&lula.

A-fin de obtener una mayor eficacia del procedimiento,
particularmente en el caso de éleaciones hetereogéneas, es ven—
tajoso modificar l; composicién de los bafios electroliticos
utilizados comummente y emplear una solucidn que no haya sido
mejorada con antelacidn con iones de aluminio y que contenga
por lo menos 250 gramos de Acido perclérico por litro, (calcu-
lado como CIO4H anhidro), Por ejemplos esta solucién puede con-
siatir de 655:cm3 de anhfdrido acdtico afiadidos a 344 oms. de
&cido percl8rico, de peso especffico aproximado de 1,55. La
solucidn formada de este modo tendrd una densidad esencialmen~
té iguel a 1,27.

Despuds de una utilizacidn prolongada se puede regenerar
esta solucién afiadiéndole fcido acético o anhidrido.

Son posibles varias modificaciones y aplicaclones sin ssepa-—
rarse del alcance del invento.

Este invento corresponde a una solicitud de Patente formula~
da en Francia el 13 de Noviembre de 1943, seilalada con el N?

P.V, 485.104 y se acoge, por lo tanto, a los beneficios que otor-

gan los convenios internacionales vigentes,

Los puntos de invencidn propia y nueve que se presentan para
que sean objeto de eéta Patente de Veinte Aflos, son los siguien-
tess

le— Mejoras en los procedimientos para el pulido electrolftioco
de metales caracterizades por disposiciones en la c&lula electro-
1ftica que hacen posible ajustar el voltaje en los terminales de
la misma a cualquier valor adecuado y que mantienen este valor

constante durante la operacidn de pulido.
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s 2+~ Mejoras en los procedimientos para el pulido electrolfti~
¢ co de metales caracterizadas por la disposicién de la c8lula
155 electrolftica en paralelo con la parte variable de un potencid-

metro conectado a los terminales del suministro eléctrico de
alimentaciéne
3+~ Mejoras en los procedimientos para el pulido electrolfti-
co de metales caracterizadas por compesiciones de megolaas de
160 electrelito especimlmente ventajosas para el pulido electrolf-
tico de aluminio y sus aleéciones.
4o~ Mejoras en los procedimientos para el pulido electroli-~

tico de metales particularmente sluminio.

a Tal y como se ha desorito en la Memorias que antescede, repre-
sentado en los dibujos gque se acompafian y a los fines especifi
oados.

Esta Memoria consta de siete hojas escritas por una sola cara.
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